
郑州云普PECVD设备 等离子化学气相沉积

产品名称 郑州云普PECVD设备 等离子化学气相沉积

公司名称 郑州云普仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街316号
嘉图产业园

联系电话 0371-67910286 15903606804

产品详情

PECVD系统主要由供气系统、加热系统、射频电源、真空系统等组成；

1）加热系统可以分单温区、双温区、三温区、多温区等；

2）真空系统可分为低真空和高真空，最高极限真空可以达到10-4Pa（分子泵组）；

3）射频电源借助于辉光放电等方法产生等离子体，辉光放电等离子体中；

4）供气系统是流量调节用户可选择质量流量计或浮子流量计，混气路数用户可选2路、3路、4路、5路、

6路等相混合（主要根据客户工艺要求定制）；

PECVD是借助于光放电等方法产生等离子体，光放电等离子体中：电子密度高109-1012cm3电子气体温度

比普通气体分子温度高出10-100倍，使含有薄膜组成的气态物质发生化学反应，从而实现薄膜材料生长

的一种新的制备技术。通过反应气态放电，有效地利用了非平衡等离子体的反应特征，从根本上改变了

反应体系的能量供给方式低温热等离子体化学气相沉积法具有气相法的所有优点，工艺流程简单。

炉底(可选)配安装一对滑轨，可用手滑动（主要适用于1200℃以下加装滑轨）。可以达到快速升降温的

目的，为取得

最快加热速率，可以预先加

热炉子到设定的温度，然后移动炉子到样品区。



可在样品加热后移动炉子到另一端，实现快速降温功能。是高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结

、气氛还原、CVD实验、真空退火用的理想产品。
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